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Abstract (en)
The grain print coating (4) and/or UV topcoat is coated on substrate (3). The UV light of wavelengths between 300-420nm is radiated on the grain
print coating and/or UV topcoat coated substrate by an array of UV LEDs (2) of UV light source (1) having wavelength in the range of the absorption
spectrum of the photoinitiator. An independent claim is included for UV LED array.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hartung einer auf einem Substrat angeordneten Maserdruckbeschichtung (4) und/oder eines UV-Decklackes,
welche mindestens einen Fotoinitiator aufweisen, wobei das mit der Maserdruckbeschichtung (4) und/oder dem UV-Decklack beschichtete
Substrat (3) mit der Strahlung einer UV-Lichtquelle (1), insbesondere mit Wellenlangen zwischen 300 nm und 420 nm, bestrahlt wird, wobei die UV-
Lichtquelle (1) mindestens eine Wellenlange im Bereich des Absorptionsspektrums des Fotoinitiators aufweist. Um die Nachteile der im Stand der
Technik verwendeten Quecksilberdampflampen zu vermeiden, schlagt die Erfindung vor, dass zur Bestrahlung der Maserdruckbeschichtung (4) und/
oder des UV-Decklackes als UV-Lichtquelle (1) ein Array von UV-LEDs (2) eingesetzt wird.
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